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13:00 ～ 13:05    はじめに 
Introductory Talk

西川　博昭（近畿大学）
HiroakiNISHIKAWA（KindaiUniversity）

午後の部
Afternoon Oral Session

強相関電子系酸化物 1

Strongly Correlated Electronic Oxides 1

座長：西川　博昭（近畿大学）
山本　哲也（高知工科大学）

Chairs：HiroakiNISHIKAWA（KindaiUniversity）
TetsuyaYAMAMOTO（KochiUniversityof
Technology）

13:05-13:45 Keynote C-K6-001
マルチフェロイック物質における複合秩序の検出、可
視化、制御 / Detection, Visualization, and 
Manipulation of Coupled Multiple Order 
Parameters in Various Magnetoelectric 
Multiferroics

木村　剛（東京大学新領域創成科学研究科）

TsuyoshiKIMURA（DepartmentofAdvanced
MaterialsScience,UniversityofTokyo）

13:45-14:15 Invited C-I6-002
強相関系強誘電体YMnO3エピタキシャル薄膜の光誘起
物性 / Photo-Induced Phenomena of Strongly 
Correlated YMnO3 Ferroelectric Epitaxial Films

藤村　紀文（大阪府立大学）

NorifumiFUJIMURA（OsakaPrefectureUniversity）

14:15-14:30 C-O6-003
マルチフェロイック0.7BaTiO3-0.3NiFe2O4コアシェ
ルの磁場下における誘電率の振舞 / Dielectric 
Constant Behavior in Multiferroic 0.7BaTiO3-
0.3NiFe2O4 Core Shell under Magnetic Field

柳沢　修実1）、藤本　隆士2）、北村　一浩3）（1）弓削商船
高等専門学校商船学科、2）弓削商船高等専門学校電子機
械工学科、3）愛知教育大学技術教育講座）
OsamiYANAGISAWA1）,TakashiFUJIMOTO2）,
KazuhiroKITAMURA3）（1）MaritimeTechnology
Department,NationalInstituteofTechnology,Yuge
College,2）ElectronicMechanicalEngineering
Department,NationalInstituteofTechnology,Yuge
College,3）TechnologyEducationDepartment,Aichi
UniversityofEducation）

午後の部
Afternoon Oral Session

溶液プロセス

Wet Processes

座長：野本　淳一（高知工科大学）
藤原　宏平（東北大学）

Chairs：JunichiNOMOTO（KochiUniversityof
Technology）
KoheiFUJIWARA（TohokuUniversity）

14:30-14:45 C-O6-004
化学溶液析出法によって成長したZnO及びCu2O薄膜の
構造特性におけるシード層の効果 / Effects of Seed 
Layers on Structural Properties of ZnO and Cu2O 
Films Grown by Chemical Bath Deposition

寺迫　智昭1）、小原　翔平1）、野本　淳一2）、山本　哲也2）
（1）愛媛大学大学院理工学研究科、2）高知工科大学総合研
究所マテリアルデザインセンター）
TomoakiTERSAKO1）,ShoheiOBARA1）,
JunichiNOMOTO2）,TetsuyaYAMAMOTO2）
（1）GraduateSchoolofScienceandEngineering,Ehime
University,2）MaterialDesignCenter,Research
Institute,KochiUniversityofTechnology）

14:45-15:00 C-O6-005
ケミカルバス法で酸化亜鉛ナノロッド成長の溶液濃度
依存性評価 / Effects of Solution Concentration on 
the Growth of Zinc Oxide Nanorods Prepared by 
Chemical Bath Deposition

張　強、李　朝陽（高知工科大学，システム工学群）

QiangZHANG,ChaoyangLI（SchoolofSystems
Engineering,KochiUniversityofTechnology）

15:00-15:15 C-O6-006
電気化学堆積法によるFeOOH/FeS2ヘテロ接合の作製 
/ Fabrication of FeOOH/FeS2 Heterojunctions by 
Electrochemical Deposition

武田　伸明、市村　正也（名古屋工業大学大学院工学研
究科）
NobuakiTAKEDA,MasayaICHIMURA（Graduate
SchoolofNagoyaInstituteofTechnology）
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15:15-15:30 C-O6-007
Al2O3のアミノ酸に対する吸着特性を調べる基礎的試
み: 金属酸化物と細胞接着タンパク質の原子レベル相互
作用の理解に向けて / A Preliminary Examination of 
Al2O3 on Amino-Acid Compatibilities: Toward the 
Understanding of Interaction between Metal 
Oxides and Cell Adhesion Protein with Atomic 
Scale

齋藤　絢香1）、西川　博昭2）（1）近畿大学大学院生物理工
学研究科、2）近畿大学生物理工学部）
AyakaSAITO1）,HiroakiNISHIKAWA2）（1）Graduate
SchoolofBiology-OrientedScienceandTechnology,
KindaiUniversity,2）FacultyofBiology-Oriented
ScienceandTechnology,KindaiUniversity）

午後の部
Afternoon Oral Session

強相関電子系酸化物 2

Strongly Correlated Electronic Oxides 2

座長：藤村　紀文（大阪府立大学）
木村　剛（東京大学）

Chairs：NorifumiFUJIMURA（OsakaPrefecture
University）
TsuyoshiKIMURA（TheUniversityofTokyo）

16:00-16:30 Invited C-I6-008
SrVO3薄膜の金属絶縁体転移：電界効果制御と膜厚制御 
/ Metal-Insulator Transition in SrVO3 Thin Film 
Controlled by Electric Field Effect and Thickness 
Variation

上野　和紀（東京大学総合文化研究科）

KazunoriUENO（DepartmentofBasicScienec,
UniversityofTokyo）

16:30-16:45 C-O6-009
LaFeO3/SrTiO3界面における電気伝導特性の制御 / 
Controlling the Electric Conductivity at the 
Interface between LaFeO3/SrTiO3

西川　博昭（近畿大学生物理工学部）

HiroakiNISHIKAWA（FacultyofBiology-Oriented
ScienceandTechnology,KindaiUniversity）

午後の部
Afternoon Oral Session

作製プロセス

Fabrication Processes

座長：佐藤　泰史（岡山理科大学）
上野　和紀（東京大学）

Chairs：YasushiSATO（OkayamaUniversityofScience）
KazunoriUENO（TheUniversityofTokyo）

16:45-17:15 Invited C-I6-010
結晶サイト工学に基づいた酸化物蛍光体の探索 / 
Exploration of Novel Oxide-Based Phosphors by 
Crystal-Site Engineering Approach

佐藤　泰史1）、冨田　恒之2）、垣花　眞人3）（1）岡山理科
大学理学部化学科、2）東海大学理学部化学科、3）東北大
学多元物質科学研究所）

YasushiSATO1）,KojiTOMITA2）,
MasatoKAKIHANA3）（1）DepartmentofChemistry,
FacultyofScience,OkayamaUniversityofScience,
2）DepartmentofChemistry、SchoolofScience,Tokai
University,3）InstituteofMultidisciplinaryResearch
forAdvancedMaterials,TohokuUniversity）

17:15-17:30 C-O6-011
α-Al2O3基板上に形成するCeO2膜の結晶配向性に及ぼ
す蒸着速度の影響 / Effect of Deposition Rate on 
Orientation of CeO2 Films on α-Al2O3 Substrates

山本　春也、杉本　雅樹、越川　博、田口　富嗣、
八巻　徹也（量子科学技術研究開発機構）
ShunyaYAMAMOTO,MasakiSUGIMOTO,
HiroshiKOSHIKAWA,TomitsuguTAGUCHI,
TetsuyaYAMAKI（NationalInstitutesforQuantum
andRadiologicalScienceandTechnology）

17:30-17:45 C-O6-012
直流もしくは高周波マグネトロンスパッタ法により成
膜された Al 添加 ZnO 多結晶膜における結晶配向の面
内分布 / The Spatial Distribution of 
Crystallographic Orientation in Al-doped ZnO 
Polycrystalline Films Deposited by Direct Current 
or Radio Frequency Magnetron Sputtering

野本　淳一1）、稲葉　克彦2）、小林　信太郎2）、
牧野　久雄1）、山本　哲也1）（1）高知工科大学総合研究
所、2）株式会社リガクX線研究所）
JunichiNOMOTO1）,KatsuhikoINABA2）,
ShintaroKOBAYASHI2）,HisaoMAKINO1）,
TetsuyaYAMAMOTO1）（1）ResearchInstitute,Kochi
UniversityofTechnology,2）X-RayResearch
Laboratory,RigakuCorporation）

17:45-18:00 C-O6-013
機能性酸化物エピタキシャル薄膜のフレキシブル化 / 
Flexibilization of Epitaxial Functional Oxide Thin 
Films

馬谷　真司1）、西川　博昭2）（1）近畿大学大学院生物理工
学研究科、2）近畿大学生物理工学部）
ShinjiUMATANI1）,HiroakiNISHIKAWA2）
（1）GraduateSchoolofBiology-OrientedScienceand
Technology,KindaiUniversity,2）FacultyofBiology-
OrientedScienceandTechnology,KindaiUniversity）

12 月 7 日（木） 
December 7（Thu.）

横浜市開港記念会館　9号室
Yokohama Port Opening Plaza Room 9

午前の部
Morning Oral Session

透明導電膜および光機能

Transparent Conductive Thin Films and Optical Properties

座長：重里　有三（青山学院大学）
一杉　太郎（東京工業大学）

Chairs：YuzoSHIGESATO（AoyamaGakuinUniversity）
TaroHITOSUGI（TokyoInstituteofTechnology）

9:30-10:10 Keynote C-K7-001
透明導電膜の熱物性 / Review on Thermophysical 
Properties of Transparent Conductive Oxide Films
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岡　伸人1）、重里　有三2）（1）近畿大学、2）青山学院大学）

NobutoOKA1）,YuzoSHIGESATO2）（1）Kindai
University,2）AoyamaGakuinUniversity）

10:10-10:40 Invited C-I7-002
静電キャリアドーピングによるBaSnO3薄膜の電子移
動度向上 / Electron Mobility Enhancement in 
Electrostatically Gated BaSnO3 Films

藤原　宏平、西原　和貴、塩貝　純一、塚﨑　敦（東北
大学金属材料研究所）
KoheiFUJIWARA,KazukiNISHIHARA,
JunichiSHIOGAI,AtsushiTSUKAZAKI（Institutefor
MaterialsResearch,TohokuUniversity）

10:40-11:10 Invited C-I7-003
ソーラー水素創出光電極における励起電子/ホール輸送
特性の向上 / Effective Electron-Hole 
Transportation in Photoelectrodes for Solar 
Hydrogen Production

中島　智彦、土屋　哲男（産業技術総合研究所）

TomohikoNAKAJIMA,TetsuoTSUCHIYA（National
InstituteofAdvancedIndustrialScienceand
Technology）

11:10-11:25 C-O7-004
Ce 及び H 共添加された In2O3透明導電膜における高
キャリア輸送のための Ce 価電子状態制御 / Control 
of Valence States of Ce Atoms to Achieve High-
Carrier-Transport Transparent Conductive Ce-
Doped Hydrogenated In2O3 Films

山本　哲也1）、小林　啓介1,2）、小林　英治3）、野本　淳一1）、
小畠　雅明4）、斎藤　祐児2）、藤森　伸一2）、岡根　哲夫2）、
山上　浩志2）、牧野　久雄1）（1）高知工科大学総合研究所、
2）日本原子力開発機構物質科学研究センター、3）長州産
業株式会社、4）日本原子力開発機構）
TetsuyaYAMAMOTO1）,KeisukeKOBAYASHI1,2）,
EijiKOBAYASHI3）,JunichiNOMOTO1）,
MasaakiKOBATA4）,YuujiSAITOU2）,
ShinichiFUJIMORI2）,TetsuoOKANE2）,
HiroshiYAMAGAMI2）,HisaoMAKINO1）（1）Research
Institute,KochiUniversityofTechnology,2）Materials
SciencesResearchCenter,JapanAtomicEnergy
Agency,3）ChoshuIndustryCo.,Ltd.,4）Collaborative
LaboratoriesforAdvancedDecommissioningScience,
JapanAtomicEnergyAgency）

午前の部
Morning Oral Session

新材料・新機能

Novel Materials, Novel Functionalities

座長：岡　伸人（近畿大学）
中島　智彦（産業技術総合研究所）

Chairs：NobutoOKA（KindaiUniversity）
TomohikoNAKAJIMA（NationalInstituteof
AdvancedIndustrialScienceandTechnolog）

11:25-11:40 C-O7-005
酸化物半導体プラズモニックマテリアルの反射遮熱技
術への応用 / Oxide Semiconductor Plasmonics for 
Solar-Thermal Shielding Applications

松井　裕章（東京大学大学院工学系研究科）

HiroakiMATSUI（GraduateSchoolofEngineering,
TheUniversityofTokyo）

11:40-11:55 C-O7-006
Comparison of Ordered and Disordered Mn-
Based Perovskites for the Oxygen Storage 
Technology

AlicjaKLIMKOWICZ1）,KonradŚWIERCZEK2,3）,
BogdanDABROWSKI4）,AkitoTAKASAKI1）
（1）DepartmentofEngineeringScienceandMechanics,
ShibauraInstituteofTechnology,2）AGHUniversityof
ScienceandTechnology,3）AGHCentreofEnergy,
AGHUniversityofScienceandTechnology,
4）DepartmentofPhysics,NorthernIllinoisUniversity）

午後の部
Afternoon Oral Session

電池材料

Battery Materials

座長：鯉田　崇（産業技術総合研究所）
岩田　展幸（日本大学）

Chairs：TakashiKOIDA（NationalInstituteofAdvanced
IndustrialScienceandTechnology）
NobuyukiIWATA（NihonUniversity）

15:30-16:00 Invited C-I7-007
全固体Liイオン電池の超高速充電にむけて / Toward 
Ultrafast Charging of Solid-state Li batteries

一杉　太郎（東京工業大学）

TaroHITOSUGI（TokyoInstituteofTechnology）

16:00-16:15 C-O7-008
パルスレーザ堆積法を用いたプロトン伝導性ペロブス
カイト型酸化物薄膜の開発 / Development of Proton 
Concoctive Perovskite-type Oxide Thin Films by 
Pulsed Laser Deposition

内山　潔1）、田中　宏樹2）、清水　荘雄2）、舟窪　浩2）（1）鶴
岡工業高等専門学校、2）東京工業大学　物質理工学院　
材料系）
KiyoshiUCHIYAMA1）,HirokiTANAKA2）,
TakaoSHIMIZU2）,HiroshiFUNAKUBO2）（1）National
InstituteofTechnology,TsuruokaCollege,2）Schoolof
MaterialsandChemicalTechnology,TokyoInstitute
ofTechnology）

16:15 ～ 16:20    おわりに 
Closing Remarks

岩田　展幸（日本大学）
NobuyukiIWATA（NihonUniversity）
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12 月 6 日（水） 
December 6（Wed.）

横浜情報文化センター　情文ホール
Yokohama Media & Communications Center, Hall

ポスターセッション1
Poster Session 1

9:30-12:00 C-P6-001
基板用SrTiO3単結晶のベルヌーイ法による成長と評価 
/ Growth by Verneuil Method and 
Characterization of SrTiO3 Single Crystals for 
Substrates

舘野　康史1）、バディカピーター 2）、有沢　俊一3）、
遠藤　和弘4）（1）フルウチ化学、2）ルーマニア国立材料物
理研究所、3）国立材料科学研究所、4）金沢工業大学）
YasushiTATENO1）,PetreBADICA2）,
ShunichiARISAWA3）,KazuhiroENDO4）（1）Furuuchi
ChemicalCo.,2）NationalInstituteofMaterialsPhysics,
3）NationalInstituteofMaterialsScience,4）Kanazawa
InstituteofTechnology）

9:30-12:00 C-P6-002
Characterization of non c-axis Oriented Bi-based 
Superconducting Thin Films by Scanning SQUID 
Microscopy

有沢　俊一1）、河合　伸哉2）、金子　俊幸2）、遠藤　和弘2）
（1）物質・材料研究機構、2）金沢工業大学）
ShunichiARISAWA1）,ShinyaKAWAI2）,
ToshiyukiKANEKO2）,KazuhiroENDO2）（1）National
InstituteforMaterialsScience,2）KanazawaInstitute
ofTechnology）

9:30-12:00 C-P6-003
BaTi2Fe2+

2Fe3+
8-xAlxO19の高磁場測定 / High Field 

Magnetization Measurements of BaTi2Fe2+
2Fe3+

8-

xAlxO19

米沢　豊志1）、三宅　厚志2）、三田村　裕幸2）、
徳永　将史2）、柿崎　浩一1）、神島　謙二1）（1）埼玉大学
理工学研究科、2）東京大学物性研究所）
AtsushiYONEZAWA1）,AtsushiMIYAKE2）,
HiroyukiMITAMURA2）,MasashiTOKUNAGA2）,
KoichiKAKIZAKI1）,KenjiKAMISHIMA1）（1）Graduate
SchoolofScienceandEngineering,SaitamaUniversity,
2）TheInstituteforSolidStatePhysics,TheUniversity
ofTokyo）

9:30-12:00 C-P6-004
Ca-Sr系Mg2W型六方晶フェライトの作製及び磁気特性 
/ Synsthesis and Magnetic Properties of （Ca, Sr）-
based Mg2W-type hexaferrite

関川　雄大、柿崎　浩一、神島　謙二（埼玉大学大学院
理工学研究科）
TakehiroSEKIGAWA,KoitiKAKIZAKI,
KenjiKAMISHIMA（GraduateSchoolofScienceand
Engineering,SaitamaUniversity）

9:30-12:00 C-P6-005
Feの価数制御によるSr系六方晶フェライトの作製 / 
Preparation of Sr-Based Hexagonal Ferrite by 
Controlling the Oxidation State of Fe

目黒　昌淳（埼玉大学大学院理工学研究科）

MasaatsuMEGURO（GraduateSchoolofScienceand
Engineering,SaitamaUniversity）

9:30-12:00 C-P6-006
化学当量性を考慮した電子型強誘電体YbFe2O4薄膜の
作製 / Fabricataion of Electronic Ferroelectric 
YbFe2O4 Film under Stoichiometric Consideration

永田　知子、小野寺　巧、山本　寛、岩田　展幸（日本
大学理工学部）
TomokoNAGATA,TakumiONODERA,
HiroshiYAMAMOTO,NobuyukiIWATA（Collegeof
ScienceandTechnology,NihonUniversity）

9:30-12:00 C-P6-007
バナジン酸塩ガラスを空気極触媒として用いた金属
－空気電池の開発 / Vanadate Glass Applied to 
Metal-Air Battery as the Air-Electrode Catalyst

宮本　孟、湯浅　雅賀、西田　哲明、岡　伸人（近畿大学）

HajimeMIYAMOTO,MasayoshiYUASA,
TetsuakiNISHIDA,NobutoOKA（KindaiUniversity）

9:30-12:00 C-P6-008
FTO層のシート抵抗の最適化による色素増感太陽電池
の最適化 / Optimization of a Photovoltaic 
Performance in a Dye-Sensitized Solar Cell 

（DSSC） by Tuning a Sheet Resistance in FTO 
Layer

佐藤　純、采女　敬史、遠藤　剛志、奥谷　昌之（静岡
大学大学院）
JunSATO,KeishiUNEME,TakeshiENDO,
MasayukiOKUYA（GraduateSchoolofScienceand
Technology,ShizuokaUniversity）

9:30-12:00 C-P6-009
多結晶酸化亜鉛および非晶質酸化インジウム系窓層を
もつCIGS太陽電池 / Cu（In,Ga）Se2 Solar Cells with 
Polycrystalline ZnO- and Amorphous In2O3-Based 
Front Contact Layers

鯉田　崇、上野　優子、西永　慈郎、樋口　博文、
高橋　秀樹、飯岡　正行、柴田　肇、仁木　栄（産業技
術総合研究所）
TakashiKOIDA,YukoUENO,JiroNISHINAGA,
HirohumiHIGUCHI,HidekiTAKAHASHI,
MasayukiIIOKA,HajimeSHIBATA,ShigeruNIKI
（NationalInstituteofAdvancedIndustrialScienceand
Technology）

9:30-12:00 C-P6-010
添加不純物元素および結晶成長プロセスがIn2O3系透明
導電膜の電気特性に与える影響 / Roles of Dopant 
Species and Crystallization Processes on 
Transport Properties in In2O3-Based Transparent 
Conducting Oxide Films

鯉田　崇、上野　優子、柴田　肇（産業技術総合研究所）

TakashiKOIDA,YukoUENO,HajimeSHIBATA
（NationalInstituteofAdvancedIndustrialScienceand
Technology）

9:30-12:00 C-P6-011
TiO2薄膜の光センサ特性評価 / Properties of TiO2 
Films for Photo Sensors

一戸　隆久、清水　寛子、関　俊也、森藤　環、
大野　秀樹（東京工業高等専門学校）
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TakahisaICHINOHE,HirokoSHIMIZU,ToshiyaSEKI,
TamakiMORITOH,HidekiOHNO（NationalInstitute
ofTechnology,TokyoCollege）

9:30-12:00 C-P6-012
触媒反応支援CVDによるZnO膜成長におけるNOガス
分解の効果 / Effect of NO Gas Decomposition 
Using a Heated Ir Wire during the Growth of ZnO 
Films by Catalytic Reaction-Assisted CVD

安達　雄大1）、小野　翔太郎1）、アブドゥルマナフ2）、
安井　寛治1）（1）長岡技術科学大学、2）MJIIT,マレーシ
ア工科大学）
YukiADACHI1）,ShotarouONO1）,
HashimManafABDUL2）,KanjiYASUI1）（1）Nagaoka
UniversityofTechnology,2）MJIIT,Universiti
TeknologiMalaysia）

12 月 7 日（木） 
December 7（Thu.）

横浜情報文化センター　情文ホール
Yokohama Media & Communications Center, Hall

ポスターセッション2
Poster Session 2

13:00-15:00 C-P7-001
高温超伝導シームレス環線を用いた磁場勾配計の作製
と評価 / Preparation and Properties of Magnetic 
Field Gradiometer by Using Seamless High-Tc 
Superconducting Loops

小森　和範1,2）、有沢　俊一1）、遠藤　和弘2）（1）物質・材
料研究機構、2）金沢工業大学）
KazunoriKOMORI1,2）,Syun-ichiARISAWA1）,
KazuhiroENDO2）（1）NationalInstituteforMaterials
Science,2）KanazawaInstituteofTechnology）

13:00-15:00 C-P7-002
メスバウアー分光法による導電性バナジン酸塩ガラス
の局所構造解析および酸化スズの添加効果 / Local 
Structural Analysis of Conductive Vanadate Glass 
by Means of RT-Mössbauer Spectroscopy and 
Substitutional Effect of Tin Oxide for Iron Oxide

藤田　裕樹1）、伊豆味　知佳1）、久冨木　志郎2）、
西田　哲明1）、岡　伸人1）（1）近畿大学、2）首都大学東京）
YukiFUJITA1）,TomokaIZUMI1）,ShiroKUBUKI2）,
TetsuakiNISHIDA1）,NobutoOKA1）（1）Kindai
University,2）TokyoMetropolitanUniversity）

13:00-15:00 C-P7-003
鉄欠損を減らしたLuFe2O4の磁気測定と中性子回折実
験の報告 / Neutron Diffraction and Magnetic 
Properties of Stoichiometric LuFe2O4

奥田　洋平1）、加倉井　和久2）、藤原　孝将1）、
烏谷　友之1）、池田　直1）（1）岡山大学大学院自然科学研
究科、2）一般財団法人総合科学研究機構中性子科学セ
ンター）
YoheiOKUDA1）,KazuhisaKAKURAI2）,
KosukeFUJIWARA1）,TomoyukiKARASUTANI1）,
NaoshiIKEDA1）（1）GraduateSchoolofNaturalScience
andTechnology,OkayamaUniversity,2）CROSS）

13:00-15:00 C-P7-004
三角格子複電荷鉄酸化物RFe2O4のリチウムイオンドー
プによる構造変化 / Structural Transition in RFe2O4, 
Triangular Lattice and Multiple Charge Iron Oxide 
caused by Doping Li+ ion

村瀬　知志1）、藤原　考将1）、狩野　旬1）、寺西　貴志1）、
吉川　祐未1）、稲田　康宏2）、片山　真祥2）、池田　直1）
（1）岡山大学大学院自然科学研究科、2）立命館大学生命科
学部）
SatoshiMURASE1）,KosukeFUJIWARA1）,
JunKANO1）,TakashiTERANISHI1）,
YumiYOSHIKAWA1）,YasuhiroINADA2）,
MisakiKATAYAMA2）,NaoshiIKEDA1）（1）Graduate
SchoolofNaturalScienceandTechnology,Okayama
University,2）CollegeofLifeSciences,Ritsumeikan
University）

13:00-15:00 C-P7-005
M2+-Ti4+高濃度置換BaMフェライトの作製と磁気特性 / 
Synthesis and Magnetic Properties of M2+-Ti4+ 
Highly-Substituted BaM Ferrites

野村　祐太（埼玉大学大学院理工学研究科）

YutaNOMURA（GraduateSchoolofScienceand
Engineering,SaitamaUniversity）

13:00-15:00 C-P7-006
Mg-Zn-Ti系スピネルフェライトの作製及び磁気特性 / 
Preparation and Magnetic Properties of Mg-Zn-Ti 
Spinel Ferrites

袁　爍（埼玉大学理工学研究科）

ShuoYUAN（GraduateSchoolofScienceand
Engineering,SaitamaUniversity）

13:00-15:00 C-P7-007
反応性スパッタリングによる金属ドープTiO2および
TiO2-x膜の光学特性 / Optical Properties of Metal-
Doped TiO2 and TiO2-x Films by Reactive 
Sputtering

山本　晴香、賈　軍軍、中村　新一、重里　有三（青山
学院大学大学院理工学研究科）
HarukaYAMAMOTO,JunjunJIA,
Shin-ichiNAKAMURA,YuzoSHIGESATO（Graduate
SchoolofScienceandEngineering,AoyamaGakuin
University）

13:00-15:00 C-P7-008
酸化タンタル系ゲート絶縁膜が非晶質InGaZnO薄膜ト
ランジスタに及ぼす効果 / Effects of Sputtered 
Tantalum Oxide-Based Gate Insulators on 
Amorphous InGaZnO Thin-Film Transistor

髙橋　崇典1）、宝賀　剛1）、宮永　良子2）、藤井　茉美2）、
浦岡　行治2）、内山　潔1）（1）鶴岡工業高等専門学校、2）奈
良先端科学技術大学院大学）
TakanoriTAKAHASHI1）,TakeshiHOGA1）,
RyokoMIYANAGA2）,MamiN.FUJII2）,
YukiharuURAOKA2）,KiyoshiUCHIYAMA1）
（1）NationalInstituteofTechnology,TsuruokaCollege,
2）NaraInstituteofScienceandTechnology）
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13:00-15:00 C-P7-009
SMSI効果を利用した微小金クラスター助触媒のCr2O3

コーティングによる水分解光触媒の高活性化 / 
Creation of Highly Activity Water-Splitting 
Photocatalyst by Cr2O3 Coating on Fine Gold-
Cluster Cocatalyst Using SMSI Effect

熊澤　里菜1）、藏重　亘2）、高山　大鑑2）、岩瀬　顕秀2）、
工藤　昭彦2）、根岸　雄一2）（1）東京理科大学大学院総合
化学研究科、2）東京理科大学理学部）
RinaKUMAZAWA1）,WataruKURASHIGE2）,
TomoakiTAKAYAMA2）,AkihideIWASE2）,
AkihikoKUDO2）,YuichiNEGISHI2）（1）Graduate
SchoolofChemicalScienceandTechnology,Tokyo
UniversityofScience,2）TokyoUniversityofScience）

13:00-15:00 C-P7-010
微細金属クラスターの光触媒上への精密担持と助触媒
のサイズが水分解光触媒活性に与える効果の解明 / 
Precise Loading of Small Metal Clusters onto 
Photocatalyst and Elucidation of the Size Effect 
on Water-Splitting Photocatalytic Activity

吉野　駿（東京理科大学大学院総合化学研究科総合化
学専攻）
ShunYOSHINO（GraduateSchoolofChemical
SciencesandTechnology,TokyoUniversityof
Science）

13:00-15:00 C-P7-011
炭素球を鋳型としたITO中空粒子の調製 / Preparation 
of ITO Hollow Particles with Carbonaceous 
Spheres as Template

田中　朋陽1）、海老原　頌子2）、有福　達治2）、
遠藤　健司1）、赤松　允顕1）、酒井　健一1,3）、酒井　秀樹1,3）
（1）東京理科大学理工学部、2）日本化薬（株）、3）東京理科
大学研究推進機構総合研究院）
TomoakiTANAKA1）,ShokoEBIHARA2）,
MichiharuARIFUKU2）,TakeshiENDO1）,
MasaakiAKAMATSU1）,KenichiSAKAI1,3）,
HidekiSAKAI1,3）（1）FacultyofScienceand
Technology,TokyoUniversityofScience,2）Nippon
KayakuCo.,Ltd.,3）ResearchInstituteforScienceand
Technology,TokyoUniversityofScience）

13:00-15:00 C-P7-012
パルスレーザー堆積法によるLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2エピ
タキシャル薄膜の配向制御 / Orientation Control of 
LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Epitaxial Thin Films Using 
Pulsed Laser Deposition

中村　直人、西尾　和記、清水　亮太、杉山　一生、
一杉　太郎（東京工業大学物質理工学院）
NaotoNAKAMURA,KazunoriNISHIO,
RyotaSHIMIZU,IsseiSUGIYAMA,TaroHITOSUGI
（DepartmentofMaterialsScienceandEngineering,
TokyoInstituteofTechnology）

13:00-15:00 C-P7-013
CaFeOx、LaFeO3単相薄膜およびCaFeOx / LaFeO3人
工超格子の磁気的電気的特性 / Magnetic and Electric 
Properties of CaFeOx and LaFeO3 films and 
CaFeOx / LaFeO3 Superlattices

大橋　祥平、松山　裕貴、赤澤　孝徳、小山　智之、
岡本　卓也、永田　知子、宋　華平、岩田　展幸（日本
大学理工学部）

ShoheiOHASHI,HirotakaMATSUYAMA,
TakanoriAKAZAWA,TomoyukiKOYAMA,
TakuyaOKAMOTO,TomokoNAGATA,
HuapingSONG,NobuyukiIWATA（CollegeofScience
andTechnology,NihonUniversity）

13:00-15:00 C-P7-014
パルスレーザ堆積法によって成膜したBiFe1-xMnxO3 単
相膜 及び CaFeOx / BiFe1-xMnxO3人工超格子の電気特
性 / Electric Properties of BiFe1-xMnxO3 Films and 
CaFeOx / BiFe1-xMnxO3 Superlattices Grown by 
Pulsed Laser Deposition Method

松山　裕貴、大橋　祥平、赤沢　孝徳、小山　智之、
岡本　卓也、宋　華平、永田　知子、岩田　展幸（日本
大学理工学部）
HirotakaMATSUYAMA,SyoheiOHASHI,
TakanoriAKAZAWA,TomoyukiKOYAMA,
TakuyaOKAMOTO,HuapingSONG,
TomokoNAGATA,NobuyukiIWATA（Collegeof
ScienceandTechnology,NihonUniversity）

13:00-15:00 C-P7-015
パルスレーザー堆積法を用いた、YAlO3単結晶基板上の
Cr2O3 / Ca1-xCexMnO3 積層膜の作製 / In-situ 
Fabrication of Cr2O3 / Ca1-xCexMnO3 Multilayers 
on YAlO3 Single Crystal Substrates Using Pulsed 
Laser Deposition Method

小野寺　巧、平戸　剛志、赤澤　孝徳、岡本　卓也、
福井　慎二郎、榎本　翼、小山　智之、宋　華平、
永田　知子、岩田　展幸（日本大学理工学部）
TakumiONODERA,TsuyoshiHIRATO,
TakanoriAKAZAWA,TakuyaOKAMOTO,
ShinjiroFUKUI,TsubasaENOMOTO,
TomoyukiKOYAMA,HuapingSON,
TomokoNAGATA,NobuyukiIWATA（Collegeof
ScienceandTechnology,NihonUniversity）

13:00-15:00 C-P7-016
スパッタ法で作製した（Cr1-xFex）2O3薄膜の作製及び結
晶構造 / Fabrication and Analysis of crystal 
structure of （Cr1-xFex）2O3 Films by Sputtering 
Method

福井　慎二郎、平戸　剛志、小野寺　巧、榎本　翼、
永田　知子、岩田　展幸（日本大学理工学部）
ShinjiroFUKUI,TsuyosiHIRATO,
TakumiONODERA,TsubasaENOMOTO,
TomokoNAGATA,NobuyukiIWATA（Collegeof
ScienceandTechnology,NihonUniversity）

13:00-15:00 C-P7-017
サイズ制御された白金クラスターの選択的かつ系統的
な合成とその酸素還元能の評価 / Synthesis of Size 
Controlled Pt Clusters and Characterization of 
their Oxygen Reduction Reaction

前川　珠里1）、原澤　敦也2）、清水　暢之2）、藏重　亘1,2）、
根岸　雄一1,2）（1）東京理科大学大学院総合化学研究科、
2）東京理科大学大学院理学研究科）
JuriMAEKAWA1）,AtsuyaHARASAWA2）,
NobuyukiSHIMIZU2）,WataruKURASHIGE1,2）,
YuichiNEGISHI1,2）（1）GraduateSchoolofChemical
SciencesandTechnology,TokyoUniversityofScience,
2）GraduateSchoolofScience,TokyoUniversityof
Science）
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